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BestimmungsgemaéBe Verwendung:

SIMPLEX model isolation ist ein alkoholbasiertes Isoliergel im Bereich Modellisolierung. Die
Modellisolierung ist speziell abgestimmt, als Separierung von 3D gedruckten Kunststoffmodel-
len im FFF/FDM-Druckverfahren gegen dentale Kunststoffe (Auto- und Kaltpolymerisaten), wie

z. B. PMMA. Aufgetragen mit einem Pinsel, entsteht auf der Modelloberflache ein hauchfeiner,
optimaler Isolierfilm.

Nach dem Aufbringen der gebrauchsfertigen Modellisolierung lassen sich, unkompliziert heraus-
nehmbare KFO-Apparaturen aus dentalem KFO-Kunststoff herstellen.

Isolierrtickstande auf 3D-Modell und KFO-Apparatur lassen sich miihelos unter flieBendem, hand-
warmem Wasser entfernen.

Hinweis: Nur zur extraoralen Anwendung geeignet.

A

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage:

Vor Verwendung des Produktes bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Download unter www.renfert.com.

Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar. Verursacht schwere Augenreizung.

Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen oder trinken.

Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

Anwendungsbereich:
Speziell abgestimmte Modellisolierung fir Modelle im FFF/FDM Druckverfahren. Auch als Modell-
isolierung von 3D-gedruckten Kunststoffmodellen im SLA/DLP-Druckverfahren geeignet.
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Verarbeitung:

Bereits der ein- bis zweimalige Auftrag der Modellisolierung ergibt eine optimale Isolierwirkung.
Hierfur zwei erbsengroBe Mengen (Isoliermenge variiert nach GréBe und Form des Modells) aus
der Pumpflasche an Isolierung auf das Modell aufbringen und mit einem beliebigen Pinsel (z. B.
Kolinsky Gr. 08, Art. Nr.17131008 oder Takanishi Gr. 08, Art. Nr. 17140008) groBzligig Uber das
Modell verteilen und gut trocknen lassen. Pro Schicht betragt die Trocknungszeit ca. 30 Minuten.

Hinweis:

Sobald die aufgetragene Isolierung von glénzend ins matte wechselt und diese sich bei leichter
Berlihrung nicht mehr klebrig anfiihlt, ist der Trocknungsgrad erreicht, um das Modell weiter
verarbeiten zu kénnen.

TIPP: Unter Verwendung eines Lichtpolymerisationsgeréat oder die Nutzung der Luftzirkulation am
Absaugmaul, kann die Trocknungszeit signifikant, um bis zu 90% verkurzt werden.

Hinweis:
Die max. Belichtungszeit von 180 Sek. nicht Uberschreiten. Zu hoher Warmeeinfluss kann zu Ver-
formung und Beschéadigung fiihren.

Vor der Isolierung unter sich gehende Bereiche wie gewohnt mit Wachs ausblocken. Kunststoff
gemaB Gebrauchsanweisung fiir die KFO-Technik verarbeiten. Nach erfolgter Polymerisation die
KFO-Apparatur mit einem Instrument (z. B. ERGO Wax Instrument Nr. 2, Art. Nr.10342002) vor-
sichtig vom 3D-Modell abheben. Nach der Polymerisation lassen sich Isolierreste auf 3D-Modell
und KFO-Apparatur miihelos unter flieBendem, handwarmem Wasser entfernen. Leichte Wachs-
riickstéande auf 3D-Modell und KFO-Apparatur lassen sich vorsichtig mittels warmen Wassers oder
eines Dampfstrahlers, mit einem Mindestabstand von 5 cm unter standigen Schwenkbewegungen
entfernen.

Wérmeeinfluss beim Reinigungsprozess so gering wie mdéglich halten.
SIMPLEX Filament-Modelle dem Dampfstrahl nicht zu lange aussetzen, nicht
ausbriihen, nicht mit heiBem Wasser tibergieBen. Gefahr der Verformung und
Beschéadigung.

TIPP: Grobe Wachsriickstande manuell entfernen, um Beschadigungen und Verformungen mittels
Uberhitzung am 3D-Modell infolge eines verlangerten Reinigungsprozesses durch Dampfstrahl
oder warmen Wasser zu vermeiden.

KFO-Apparatur wie gewohnt ausarbeiten und polieren.

Hinweise zur Verarbeitung und Lagerung:

Stets mit einem sauberen Pinsel arbeiten, damit die Isolierfllissigkeit nicht durch Verunreinigungen
negativ beeinflusst und die Isolierwirkung beeintrachtigt wird.

Die SIMPLEX model isolation vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt bei Temperaturen
zwischen 5°C und 40°C lagern.

Alle Hinweise zur Verarbeitung der SIMPLEX model isolation in jeglicher Form (mindlich, schrift-
lich oder praktisch), erfolgen nach bestem Wissen und sind als Hinweise zu verstehen. Die
Anwendung und Verarbeitung von der SIMPLEX model isolation erfolgt auBerhalb unserer Kontroll-
moglichkeiten und unterliegt der Verantwortung des Anwenders. Unsere Haftung beschrénkt sich

ausschlieBlich auf die Qualitat des Produktes.

Chargenbezeichnung

Augenschutz benutzen
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Vor Sonne schiitzen
Schutzhandschuhe tragen

Bedienungsanweisung beachten*
Lagertemperatur

Achtung, Begleitdokument beachten *

> B2 %

Stehend lagern
*elFU: www.renfert.com/downloads

SIMPLEX model isolation

Separating agent for 3D printed filament models | REF 17350010

Intended use:

SIMPLEX model isolation is an alcohol-based isolating gel for model isolation. The model isolating
agent is especially adapted for separating resin models (printed using FFF/FDM 3D printing) from
dental resin (auto-curing polymer resins and cold-curing polymer resins) such as PMMA.

A perfect, ultra-fine film of isolating agent is applied on the surface of the model using a brush.
After application of the ready-to-use model isolating agent, removable orthodontic appliances can
be easily fabricated using orthodontic dental resin.

Residue from the isolating agent on the 3D model and orthodontic appliance can be effortlessly
removed under lukewarm running water.

Note: Only suitable for extraoral use.

A

Risk information and safety advice:

Please read the Safety Data Sheet before using the product.

Download at www.renfert.com.

Highly flammable liquid and vapor. Causes severe eye irritation.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not
smoke or drink.

Wear protective gloves and eye/face protection.

In case of persistent eye irritation: seek medical advice/seek medical
assistance.

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Application area:
Especially adapted model isolating agent for models printed using FFF/FDM printing. Also suit-
able as a model isolating agent for resin models printed using SLA/DLP 3D printing.
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Processing:

Optimum isolation is already achieved with one or two coats of the model isolating agent. For
this purpose, squeeze two pea-sized drops of isolating agent (the quantity of isolating agent
varies depending on the size and shape of the model) out of the pump bottle onto the model and
spread generously over the model using any brush (e.g., Kolinsky size 08, item no. 17131008 or
Takanishi size 08, item no. 17140008). Leave to dry thoroughly. Each layer requires approx. 30
minutes to dry.

Note:
As soon as the isolating agent that you have applied changes from shiny to matt and no longer
feels sticky when gently touched, it is sufficiently dry to allow further processing of the model.

TIP: By using a light-curing unit or the circulating air at the suction mouth, you can significantly
reduce the drying time, by up to 90%.

Note:
The max. exposure time of 180 seconds should not be exceeded. Too much heat can result in
warping and damage.

Before isolation, block undercuts as usual using wax. Process resin in accordance with the
instructions for use for orthodontic technology. Once polymerization has been completed, carefully
lift the orthodontic appliance from the 3D model using an instrument (e.g., ERGO Wax Instrument
No. 2, item no. 10342002). After polymerization, residue from the isolating agent on the 3D model
and orthodontic appliance can be effortlessly removed under lukewarm running water. Slight wax
residue on the 3D model and orthodontic appliance can be carefully removed using warm water
or a steam cleaning unit at a minimum distance of 5 cm while moving continuously from side to
side.

Reduce the impact of heat during cleaning as far as possible.
Do not expose SIMPLEX filament models to the steam jet for long periods, do not
scald them, and do not pour hot water over them. Risk of warping and damage.

TIP: Remove large pieces of wax residue manually in order to prevent damage and warping of
the 3D model through overheating as a result of extended cleaning using a steam jet or warm
water.

Finish and polish the orthodontic appliance in the usual way.

Notes on processing and storage:

Always work with a clean brush so that the isolating agent is not impacted negatively by impuri-
ties, thus reducing the isolation effect.

Store SIMPLEX model isolation out of direct sunlight at temperatures between 5°C and 40°C.

All information on processing SIMPLEX model isolation in any form (spoken, written, or demon-
strated) are provided to the best of our knowledge and are for information purposes only. Usage
and processing of SIMPLEX model isolation are beyond the scope of our control and are the
responsibility of the user. We are liable only for the quality of the product.

Batch designation

Use protective eyewear

Protect against sunlight
Wear protective gloves

Observe the instructions for use *
Storage temperature

Attention:
observe accompanying document *

*elFU: www.renfert.com/downloads

Store upright
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Utilisation conforme :

SIMPLEX model isolation est un gel a base d’alcool pour Iisolation de modéles. Cet isolant

pour modéle a été spécialement congu pour obtenir une séparation entre les modeles en résine
imprimés en 3D selon le procédé FFF/FDM et les résines dentaires (autopolymérisables ou poly-
meérisables a froid), comme le PMMA. Appliqué au pinceau, il forme une couche isolante optimale
et tres fine sur la surface du modeéle.

Aprés application de I'isolant pour modeéles prét a I'emploi, il est possible de confectionner
aisément des appareils orthodontiques amovibles en résine orthodontique.

Pour éliminer les résidus d’isolant, il suffit de rincer le modéle 3D ou I'appareil orthodontique sous
de 'eau tiede.

Remarque : Convient uniqguement pour I'utilisation extra-buccale.

A\

Consignes et conseils de sécurité :

Lire la fiche de données de sécurité avant toute utilisation du produit.

A télécharger sur www.renfert.com.

Liquide et vapeurs tres inflammables. Forte irritation des yeux.

Tenir & I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d'inflammation. Ne pas fumer, ne pas boire.

~~ Porter des gants de protection ainsi qu’une protection des yeux et du visage.
@

En cas d'irritation des yeux persistante : consulter un médecin.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére
étanche.
Domaine d’application :
Isolant pour modeéle congu spécialement pour les modeles imprimés selon le procédé FFF/FDM.
Convient également pour I'isolation de modéles en résine imprimés en 3D selon le procédé SLA/DLP.
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Utilisation :

Une a deux couches d’isolant pour modeéle suffisent pour obtenir une isolation optimale. Pour
cela, prélever I'équivalent de deux petites noisettes d’isolant (la quantité d'isolant varie selon la
taille et la forme du modele) du flacon distributeur, appliquer I'isolant sur le modéle et I'étaler
généreusement a I'aide d’'un pinceau quelconque (p. ex. pinceau Kolinsky taille 08, n° d’art.
17131008 ou pinceau Takanishi taille 08, n° d’art. 17140008) et laisser bien sécher. La durée de
séchage est d’env. 30 minutes par couche.

Remarque :
Des que I'aspect de l'isolant appliqué passe du brillant au mat et qu'il n’est plus collant au tou-
cher, le degré de séchage nécessaire pour la suite du traitement du modéle est atteint.

CONSEIL : L'utilisation d’un appareil de photopolymérisation ou la circulation de I'air au niveau de
la bouche d’aspiration permet de réduire considérablement la durée de séchage (jusqu’a 90 %).

Remarque :
Ne pas dépasser la durée d’exposition maximale de 180 secondes. Des déformations et des
endommagements risquent de survenir en cas d’apport de chaleur excessif.

Avant l'isolation, combler les contre-dépouilles avec de la cire en procédant de la maniere
habituelle. Utiliser la résine conformément au mode d’emploi valable pour I'orthodontie. Aprés
la polymérisation, détacher avec précaution I'appareil orthodontique du modele 3D a I'aide d’un
instrument (p. ex. I'instrument ERGO Wax n° 2, n° d'art. 10342002). Aprés la polymérisation,
les résidus d’isolant sur le modele 3D et I'appareil orthodontique s’enléevent facilement en les
ringcant sous I'eau tiéde. Il est possible d’éliminer les légers résidus de cire sur le modéle 3D et
I'appareil orthodontique en les ringant avec précaution a I'eau tiede ou a I'aide d’un appareil a
jet de vapeur, en respectant une distance minimum de 5 cm et en effectuant constamment des
mouvements de va-et-vient.

2 Lors du nettoyage, veiller a ce que I'apport de chaleur soit aussi faible que possible.

Ne pas trop | 1t les modeéles en filament SIMPLEX au jet de vapeur,
ne pas les ébouillanter et ne pas les arroser d’eau chaude. Risque de déformation et
d’endommagement.

CONSEIL : Retirer les résidus grossiers de cire & la main afin d’éviter 'endommagement et la
déformation causés par une surchauffe du modéle 3D provoquée par un nettoyage trop long au
jet de vapeur ou a I'eau tiéde.

Traiter et polir I'appareil orthodontique comme d’habitude.

Remarques sur I'utilisation et le stockage :

Toujours utiliser un pinceau propre afin de ne pas altérer le liquide isolant par des impuretés et
pour éviter de compromettre son effet isolant.

Toujours conserver SIMPLEX model isolation a I'abri du soleil et & une température comprise
entre 5°C et 40°C.

Toute information relative a I'utilisation du produit SIMPLEX model isolation est fournie de bonne
foi et a titre indicatif, quelle que soit la maniére dont elle a été communiquée (par oral, par écrit
ou par une démonstration). Ayant lieu en dehors de nos moyens de contréle, I'utilisation et la ma-
nipulation du produit SIMPLEX model isolation relévent de la seule responsabilité de I'utilisateur.
Notre responsabilité se limite exclusivement & la qualité du produit.

<l

j/it Protéger des rayons du soleil @
0

Désignation de lot Utiliser une protection oculaire

Porter des gants de protection

Respecter le mode d’emploi*

(T3]
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Température de stockage

Attention, tenir compte du document
d’accompagnement*

*elFU: www.renfert.com/downloads

Stocker en position verticale

GEBRAUCHSANWEISUNG DEUTSCH INSTRUCTIONS FOR USE ENGLISH MODE D’EMPLOI FRANCAIS ISTRUZIONI PER L’USO ITALIANO INSTRUCCIONES DE USO ESPANOL

Uso conforme alla destinazione:

SIMPLEX model isolation & un gel isolante a base di alcol utilizzato come isolante per modelli.
Lisolante per modelli & stato appositamente studiato per separare i modelli in materiale sintetico
stampati in 3D con processo FFF/FDM da materiali sintetici dentali (autopolimerizzabili o poli-
merizzabili a freddo) come, ad esempio, PMMA. Applicato con un pennello, crea una pellicola
isolante estremamente sottile e ottimale sulla superficie del modello.

Dopo aver applicato I'isolante per modelli pronto all'uso, si possono realizzare apparecchi orto-
dontici in materiale sintetico per ortodonzia facilmente rimovibili.

| residui di isolante sul modello 3D e sull’apparecchio ortodontico possono essere faciimente
rimossi sotto acqua corrente tiepida.

Avvertenza: adatto solo per I'impiego extraorale.

A\

Avvertenze sui pericoli e consigli per la sicurezza:

Per I'utilizzo del prodotto si prega di attenersi alla scheda di sicurezza.

Essa & scaricabile dal sito www.renfert.com.

Liquido e vapore facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici ad alta temperatura, scintille, fiamme libere e fonti di
accensione di altro tipo. Non fumare e non bere.

@ @ Indossare guanti protettivi e occhiali protettivi/visiere protettive.

Se l'irritazione oculare persiste: consultare/chiamare un medico.
Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ermeticamente
chiuso.

Campo d’impiego:

Isolante per modelli appositamente studiato per modelli stampati con processo FFF/FDM. Adatto

anche come isolante per modelli in materiale sintetico stampati in 3D con processo SLA/DLP.
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Lavorazione:

Gia dall'applicazione di uno o due strati di isolante per modelli si ottiene un effetto isolante
ottimale. A tal fine applicare sul modello due quantita di isolante della grandezza di un pisello (la
quantita di isolante varia a seconda della grandezza e della forma del modello) prelevandole dal
dosatore a pompa e con un qualsiasi pennello (ad esempio Kolinsky gr. 08, cod. art. 17131008
o Takanishi gr. 08, cod. art. 17140008) distribuire generosamente sul modello e far asciugare
bene. Il tempo di asciugatura di ogni strato € pari a circa 30 minuti.

Avvertenza:

Quando I'aspetto dell’isolante applicato passa da lucido a opaco e I'isolante non risulta pit
appiccicoso al tatto, & stato raggiunto il grado di asciugatura necessario per poter lavorare
ulteriormente il modello.

SUGGERIMENTO: utilizzando un dispositivo di fotopolimerizzazione o sfruttando la circolazione
dell’aria sulla bocca aspirante, il tempo di asciugatura pud essere notevolmente ridotto fino al 90%.

Avvertenza:
Non superare il tempo di esposizione massimo di 180 secondi. L'eccessivo effetto del calore pud
causare deformazioni e danni.

Prima dell’isolamento riempire le aree sottostanti con cera come di consueto. Lavorare il materiale
sintetico come descritto nelle istruzioni per I'uso per la tecnologia ortodontica. Al termine della po-
limerizzazione sollevare delicatamente I'apparecchio ortodontico dal modello 3D utilizzando uno
strumento (ad esempio strumento ERGO Wax n. 2, cod. art. 10342002). Dopo la polimerizzazio-
ne, i residui di isolante sul modello 3D e sull’apparecchio ortodontico possono essere faciimente
rimossi sotto acqua corrente tiepida. Lievi residui di cera sul modello 3D e sull'apparecchio
ortodontico possono essere rimossi delicatamente mediante acqua calda o una vaporiera alla
distanza minima di 5 cm e compiendo movimenti oscillatori.

Durante il processo di pulizia mantenere il pil basso possibile I'effetto del calore.

Non esporre i modelli in filamento SIMPLEX per un tempo eccessivo alla vaporiera,
non eliminare la cera tramite ebollizione e non versare acqua ad alta temperatura.
Pericolo di deformazioni e di danni.

SUGGERIMENTO: rimuovere manualmente i residui grossolani di cera per evitare danni e defor-
mazioni dovuti al surriscaldamento del modello 3D in seguito a un processo di pulizia prolungato
tramite vaporiera o acqua ad alta temperatura.

Rifinire e lucidare I'apparecchio ortodontico come di consueto.

Avvertenze per la lavorazione e la conservazione:

Lavorare sempre con un pennello pulito, in modo che il liquido isolante non sia influenzato negati-
vamente dalle impurita, compromettendo cosi I'effetto isolante.

Conservare SIMPLEX model isolation al riparo dalla luce solare diretta e a una temperatura
compresa tra 5°C e 40°C.

Tutte le istruzioni per la lavorazione di SIMPLEX model isolation in qualsiasi forma (orali, scritte o
pratiche) sono fornite sulla base delle nostre conoscenze e sono da intendersi come avvertenze.
L’applicazione e la lavorazione di SIMPLEX model isolation sono al di fuori delle nostre possibilita
di controllo e avvengono sotto la responsabilita dell’utilizzatore. La nostra responsabilita € limitata
esclusivamente alla qualita del prodotto.

Nome del lotto

Utilizzare una protezione

degli occhi
=l
;/.LT Proteggere dalla luce solare diretta ) )
™ Indossare guanti protettivi

Attenersi alle istruzioni per I'uso*

(T3]
A

Temperatura di conservazione

Attenzione: attenersi al documento di T

accompagnamento* T Conservare in posizione
*elFU: www.renfert.com/downloads verticale

Renfert GmbH

Untere Giesswiesen 2
78247 Hilzingen/Germany
Tel. +4977318208-0
www.renfert.com

Made in Germany

Uso previsto:

SIMPLEX model isolation es un gel aislante con base de alcohol para aislar modelos. El
aislamiento de modelos esta especialmente indicado para separar modelos de resina acrilica
impresos en 3D, en el proceso de impresion FFF/FDM, de resinas dentales (polimerizados en frio
o autopolimerizados), como el PMMA. El gel se aplica con un pincel y crea una pelicula aislante
optima y ultrafina en la superficie del modelo.

Después de aplicar el producto, listo para usar, los aparatos ortodéncicos removibles pueden
confeccionarse facilmente con resina de ortodoncia dental.

Los restos de aislante que quedan en el modelo 3D y en el aparato ortoddncico se eliminan sin
esfuerzo con agua corriente tibia.

Nota: Indicado exclusivamente para uso extraoral.

A

Indicaciones de peligro y medidas de seguridad:

Antes de utilizar el producto, observe la ficha de datos de seguridad.

Puede descargarla en www.renfert.com.

Liquido y vapores facilmente inflamables. Puede causar graves irritaciones oculares.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de otras
fuentes de ignicién. No beber ni fumar.

@
Campo de aplicacion:
Aislamiento especialmente indicado para modelos en el proceso de impresion FFF/FDM. Indica-

do también como aislamiento de modelos de resina impresos en 3D en procesos de impresion
SLA/DLP.
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Aplicacion:

Basta con aplicar una o dos veces el producto para obtener un efecto aislante éptimo. Aplicar
dos cantidades del tamafo de un guisante (la cantidad varia en funcién del tamafio y la forma del
modelo) de aislante de la botella pulverizadora sobre el modelo, repartir generosamente sobre

el modelo con un pincel (por ejemplo, Kolinsky, tamafio 08, referencia 17131008 o Takanishi,
tamafio 08, referencia 17140008) y dejar secar bien. El tiempo de secado de cada capa es de
unos 30 minutos.

Nota:
El grado de secado necesario para poder seguir transformando el modelo se alcanza cuando el
aislante aplicado pasa de un tono brillante a uno mate y deja de ser pegajoso al tacto.

RECOMENDACION: Si se utiliza un fotopolimerizador o se aprovecha la circulacion de aire de la
boca de aspiracion, el tiempo de secado puede reducirse significativamente hasta un 90 %.

Utilizar guantes y proteccién para cara y ojos.

Si persiste la irritacion ocular, consultar a un médico o buscar asistencia
médica.

Guardar en lugares ventilados. Mantener el envase bien cerrado.

Nota:
No sobrepasar el tiempo maximo de exposicion de 180 segundos. Demasiado calor puede
provocar deformaciones y dafios.

Antes del aislamiento, bloquear con cera las zonas que quedan solapadas de manera habitual.
Transformar la resina siguiendo las instrucciones de uso de la tecnologia de ortodoncia. Después
de la polimerizacion, retirar con cuidado el aparato ortodéncico del modelo 3D con ayuda de un
instrumento (p. ej.,, ERGO Wax, num. 2, referencia 10342002). Tras la polimerizacion, los restos
de aislante que quedan en el modelo 3D y en el aparato ortodéncico se eliminan facilmente con
agua corriente tibia. Los restos pequefios de cera del modelo 3D y del aparato ortoddncico pue-
den eliminarse cuidadosamente con agua caliente o con una vaporeta, realizando movimientos
giratorios constantes y guardando una distancia minima de 5 cm.

No exponer los modelos de filamentos SIMPLEX al chorro de vapor durante
demasiado tiempo, no escaldarlos ni verter agua caliente sobre ellos. Peligro de
deformacion y de dafos.

f} Durante el proceso de limpieza, aplicar la menor cantidad de calor posible.

RECOMENDACION: Eliminar manualmente los restos de cera de mayor tamafo para evitar da-
fios y deformaciones por sobrecalentamiento del modelo 3D a causa de un proceso de limpieza
prolongado por chorro de vapor o agua caliente.

Repasar y pulir el aparato ortodéncico de manera habitual.

1es sobre y
Trabajar siempre con un pincel limpio para que el liquido aislante no se vea afectado por impure-
zas que perjudiquen el efecto aislante.

Almacenar el SIMPLEX model isolation protegido de la radiacion solar directa a temperaturas
entre 5°Cy 40°C.

Toda indicacion sobre la aplicacién de SIMPLEX model isolation, ya sea de forma verbal, escrita
o practica, se proporciona segun nuestro leal saber y entender y debe comprenderse como tal.
El uso y el tratamiento de SIMPLEX model isolation escapan a nuestro control y son responsabili-
dad del usuario. Nuestra responsabilidad se limita exclusivamente a la calidad del producto.

Designacion del lote

-

: ©
j/-.LY Proteger del sol @
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Utilizar proteccion ocular

Llevar guantes de proteccion

Observar las instrucciones de
funcionamiento* Temperatura de almacena-

miento

(3]
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Atencion, tener en cuenta el
documento adjunto*

*elFU: www.renfert.com/downloads

La tienda estd en posicién
vertical
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INSTRUGCOES PARA USO EM PORTUGUES

Utilizacao de acordo com as disposicoes:

SIMPLEX model isolation € um gel isolante a base de &lcool para isolamento de modelos. O
isolamento de modelos é especialmente projetado para separar modelos de material sintético
impressos em 3D no processo de impressdo FFF/FDM de plasticos dentdrios (auto-polimerizan-
tes e polimeros de cura a frio), como, por ex., PMMA: A aplicagdo com um pincel cria um filme
isolante ideal e extremamente fino, na superficie do modelo.

Depois da aplicacdo do isolamento de modelos, pronto para o uso, os aparelhos ortodénticos,
feitos de material sintético ortodontico dentario, podem ser facilmente removidos.

Os residuos de isolamento no modelo 3D e no aparelho ortodéntico podem ser facilmente
removidos com &gua corrente morna.

Nota: Adequado apenas para uso extraoral.

A\

oes de perigo e r de seguranca:
Antes de usar o produto, deve-se ler a ficha de dados de seguranga.
Download em www.renfert.com.
Liquido e vapor altamente inflamaveis. Causa grave irritagdo ocular.
Manter longe do calor, de superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
igni¢do. Nao fumar ou beber.

@ Usar luvas de protegéo e protegéo ocular/facial.

Se a irritagdo ocular persistir: Procurar aconselhamento/atendimento médico
Guardar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Area de aplicacdo:

Isolamento de modelos especialmente adaptado para modelos que usam o processo de

impresséo FFF/FDM. Também adequado como isolamento de modelos para modelos de material

sintético impressos em 3D no processo de impressdo SLA/DLP.

[13]

Processamento:

Aplicar o isolamento de modelos apenas uma ou duas vezes resulta em um 6timo efeito de
isolamento. Para fazer isso, aplique no modelo duas quantidades de isolamento, do tamanho de
uma ervilha (a quantidade de isolamento varia de acordo com o tamanho e a forma do modelo)
a partir do frasco de bomba e use um pincel (por ex., Kolinsky tam. 08, n° de art. 17131008 ou
Takanishi tam. 08, n.° de art. 17140008) para espalhar generosamente sobre o modelo e deixe
secar bem. O tempo de secagem por camada é de aprox. 30 minutos.

Nota:

Assim que o isolamento aplicado mudar de brilhante para fosco e ndo parecer mais pegajoso
quando tocado levemente, significa que o grau de secagem foi alcangado para se poder continu-
ar a processar o modelo.

DICA: Usando um dispositivo de fotopolimerizagdo ou usando a circulagéo de ar no bocal de
sucgéo, é possivel reduzir significantemente o tempo de secagem em até 90%.

Nota:
O tempo méximo de exposicdo de 180 segundos ndo deve ser excedido. Uma excessiva influén-
cia do calor pode levar a deformagdes e danos.

Antes do isolamento, os rebaixos devem ser bloqueados com cera como de costume. Processar
o material sintético de acordo com as instrugdes de uso para a técnica ortodéntica. Depois que
a polimerizagao estiver completa, levante cuidadosamente o aparelho ortoddntico do modelo

3D usando um instrumento (por ex., instrumento ERGO Wax ne 2, n° de art. 10342002). Apds a
polimerizagéo, os residuos de isolamento no modelo 3D e no aparelho ortodéntico podem ser
facilmente removidos com dgua corrente morna. Menores residuos de cera no modelo 3D e no
aparelho ortoddntico podem ser cuidadosamente removidos com dgua morna ou jato de vapor a
uma distancia minima de 5 cm e constantes movimentos de oscilantes.

Os SIMPLEX Fi ndo devem ser expostos por muito tempo ao jato de
vapor, ndo escaldar, ndo jogar agua quente sobre eles. Risco de deformacgdes e danos.

c Manter a influéncia do calor o mais baixo possivel durante o processo de limpeza.

DICA: Remover manualmente maiores residuos de cera para evitar danos e deformagdes devido
ao superaquecimento do modelo 3D como resultado de um processo de limpeza prolongado
com jato de vapor ou dgua morna.

Preparar e polir o aparelho ortodéntico como de costume.

Obser sobre pr 1to e armazenamento:

Sempre trabalhar com um pincel limpo para que o liquido isolante ndo seja prejudicado por
contaminacéo e o efeito isolante seja prejudicado.

Armazenar SIMPLEX model isolation longe da luz solar direta, em temperaturas entre 5°C e 40°C.

Todas as indicagdes para o processamento SIMPLEX model isolation de qualquer forma (oral, es-
crita ou pratica) sdo feitas com o melhor de nosso conhecimento e devem ser entendidas como
indicagdes. A aplicacédo e o processamento de SIMPLEX model isolation estéo fora de nosso
controle e sdo de responsabilidade do usuario. A nossa responsabilidade limita-se exclusivamen-
te a qualidade do produto.

Designacéo de lote

Usar protegdo para os olhos

©
j/it Proteger do sol @ B
s Usar luvas de protecéo
Dﬂ Observar as instrugdes de operagdo* jﬂf Temperatura de armaze-
namento
Por favor, observar o documento que
‘ f S acompanha* TT Loja em pé

*elFU: www.renfert.com/downloads

SIMPLEX model isolation

Separating agent for 3D printed filament models | REF 17350010

MHCTPYKLIUA MO 3KCINYATALIUN HA PYCCKOM A3bIKE ERRAA 3

Wcnonb3oBaHue No HasHaueHuIo:

SIMPLEX model isolation npeacTaenAeT co0oi U30MPYIOLLMI reflb Ha CMPTOBOWM OCHOBE ANA
M30MALMKM Moaenen. M30NALMA MOAenn CreumansHo aaanTpoBaHa AA OTAENEHUA MIACTUKOBbIX
Mofenew, HanevartaHHbix Ha 3D-npuHTepe meToaom nevatn FFF/FDM, oT ctoMaronoruyeckux nna-
CTUKOB (aBTO- U MONMMEPOB XONOAHOrO OTBEPXAEHUA), Takux Kak, Hanpumep, Hanpumep NMMMA.
IMpK HaHeCeHWM KMCTOUKOM Ha MOBEPXHOCTM MOAE/M CO3AAETCA OUYeHb TOHKAA, ONTUMabHan
M30nupytoLlan naexHka.

Mocne np1MeHeHNA roTOBOW K MCMOMb30BAHMIO M3OALMK MOXHO /IErKO U3rOTOBUTL CEMHbIE
OPTOAOHTUYECKME annaparsl U3 CTOMATONOTMYECKOH OPTOAOHTUUECKOI MNACTMAaCcChl.

OcTatku usonAunMM Ha 3D-Moaenu 1 OPTOAOHTMYECKOM annapare MOXHO Ierko yAanTb NoA
NPOTOYHOW TENNOW BOAOK.

YKasaHue: Tonbko ana SKCTpaopasibHOro NPUMEHEHUA.

A\

MpeaynpexaeHua 06 TAX M COBEThbI N0 6e30MacHOCTH:

Mepea “cnonb3oBaHMEM NPOAyKTa 03HAKOMBTECH C NACMOPTOM 6E30NacHOCTH.

Ckauatb ¢ caita www.renfert.com.

JlerkoBoCMNaMeHALLAACA XUAKOCTb U Nap. Bbi3biBAET CUIbHOE pasapaXeHne rnas.

[lepxaTb BAa/M OT BbICOKMX TEMMNEPATYp, FOPAYMX MOBEPXHOCTENH, UCKP, OTKPLITOrO MiaMeHu 1
[IPYTUX UCTOUHWUKOB BOCT/IAMEHEHNA. He KypUTb 1 He MiTb.

HapesaiiTe sawWnTHbIE NepyaTku U CPEACTBA 3alUMTHI rias/nMua.

B cnydae CTOMKOro pasapaxeHns rnas: OOpatuTLCA 3a MEANLIMHCKOM
KOHCYy/bTaLMeit/ NoMOoLLbHO.

XpaH1Tb B XOPOLLO MPOBETPUBAEMOM MeCTE. [lepaTb eMKOCTb MIOTHO 3aKPLITOM.

0O6nacTb NPUMEHEHHA:

crneuMasibHO ananTMpoBaHHaA M30NALMA ANA MOAENew, NoMyyYeHHbIX MeToaos nevatn FFF/FDM.
Takxe NnoaxoauT B KaYECTBE U30NALMM ANA NIACTUKOBbLIX MOAENEN, HaneuaTaHHbix Ha 3D-NpuHTe-
pe meTogom nevatn SLA/DLP.
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WUcnonbsosaHue:

Y)Ke OAHOKPATHOrO W/ ABYKPATHOrO HAHECEHUA M3O/IALMM [OCTATOUYHO ANA 0BecreyeHns
ONTUMaNBHOrO U30AMPYIOLLEro 3dppekTa. HaHecTn ABe NOpLMM U30NALMK PA3MEPOM C FOPOLUMHY
(KONMUYECTBO M3ONALMM 3ABMCHT OT pasMepa 1 GOpMbl MOAEM) U3 OYTbIIOUKN C HACOCOM Ha
MoZe/b, WEeApo pacrnpenenvts Nto0or kucTsio (Hanpuvep, Kolinsky Gr. 08, apt. Ne 17131008 nam
Takanishi Gr. 08, apt. Ne 17140008) Ha Moaenn 1 AaTb XOPOLLO BbICOXHYTb. Bpema BbiCbIxaHWA
OOHOrO C0A COCTaBNAET 0K0No 30 MUHYT.

YKkasaHnue:
Kak Tonbko HaHeceHHaA M30NALMA NPeBPaLLaeTCA U3 MAHLEBOM B MaTOBYIO 1 nepecTaeT BbiTb
JIMNKOW Ha OLLynb, MOAE/b OCTATOUHO BLICOXNA A/IA faslbHelLeli 06padoTKy.

COBET: bnarogapsa MCnons30BaHUio NOMMepU3aTopa Uan LMPKYIALMK BO3M4yXa BO BCAChIBAOLIEN
rOpP/IOBMHE BPEMSA CYLLIKK MOXET OblTb 3HAUMTESIBHO COKPALLEHO B/1oTh A0 90%.

Ykasanue:
He npesebllwaiite makcumansHoe BpemA akecnoaunuymn B 180 ¢. YpeamepHoe HarpeBaHue MoxeT
NpUBECTM K AePOPMALIMK 1 NOBPEXAEHUIO.

Mepen n3onMpoBaH1eM 3a0NOKMUPYATE yUacTku1, KOTOpble MPOXOAAT Nof COBOM, kKak 0ObIUHO,
BockoM. OBpaboTaiiTe N1acTMaccy B COOTBETCTBMM C MHCTPYKLMEN NO NMPUMEHEHNIO ANA OpTo-
[NOHTAYECKOM TexHUKM. Mocne nonMMmepusaLmm OCTOPOXHO CHUMUTE OPTOAOHTUUYECKMIA annapat ¢
3D-mofenu ¢ NoMoLLblo MHCTPYMEHTa (Hanpumep, ERGO Wax Instrument Ne 2, apt. 10342002).
Mocne nonumepunaaumm octaTtku usonAaummn Ha 3D-moaenmn n OpToAOHTUYECKOM annapare MOXHO
Nerko yaanuTb Noa NPOTOYHOW Tennon Boaor. HesHaunTenbHble octatku Bocka Ha 3D-voaenu

1 OPTOAOHTMYECKOM anmnaparte MOXHO akKypaTHO yAanTb C MOMOLLLIO TeNIoi BOAbl UK CTPYW
napa, ¢ MUHUMabHbIM PACCTOAHWEM 5 CM W MOCTOAHHBIMM MOBOPOTHBIMM ABUXEHUAMM.

MOXHO MEHbLUMM.
He nopgepraitte ¢punameHTHole Moaenu SIMPLEX Bo3aeicTBUIO CTPYM Napa

2 Cneaute 3a Tem, YToObl BO3AEUCTBUE TEMNA BO BPEMA NPOLIECCa OUNCTKM Oblo Kak
WTe ropAayen Boaon. OnacHocTb

CULIKOM J0NrO, He K
nAedopMauum U NOBPeKAEHUA.

WTe ux, He

COBET: Yaanute rpyOble ocTaTki BOCKa BPYUHYI0, YUTOObI N30exaTh NOBPEeXASHUA 1 AedopmaLnm
13-3a neperpesa Ha 3D-Moaenu B pesynbTare AMTENbHOrO NpoLecca OUMCTKM CTPYeit napa unm
Tennoi BoAow.

3aBepLunTe 1 OTNONMPYITE OPTOAOHTUUECKMI annapar Kak 0ObIuHO.

Y no oop TKe U X[

Bcerna pabotaiite UNCTOM KMUCTIO, UTOBLI Ha M3ONALIMOHHYIO XMIKOCTb HE OKa3blBa/IM HEraTUBHO-
O BIMAHWA NMPUMECH U He YXYALANCA U30NALMOHHBIA 3 PeKT.

XpaHnute SIMPLEX model isolation Baasm oT NpAMbIX COMHEUHbIX flyyeil npu Temnepatype ot 5°C
no 40°C.

Bce nHCTpykumn no obpadoTke SIMPLEX model isolation B nto6oi ¢popme (yCTHOM, MMCbMEHHOM
MNM NPaKTUYECKOW) AaHbl B MEPY HaLUMX 3HAHWA U AO/DKHBI MOHUMATLCA KaK MHCTPYKLMKM. Mcnonk-
30BaH1e 1 obpadotka SIMPLEX model isolation HaxoaAaTcA BHE HALEro KOHTPOMA U ABNAKOTCA
OTBETCTBEHHOCTbIO NO/b30BATENA. Halla OTBETCTBEHHOCTL OrPaHUUMBAETCA UCKIOUUTENBHO
KauecTBOM NpoayKTa.

Ob6osHaueH1e napTum Monb3oBarbeA 3alMTon AnA

rnas
S
7 T Sawmiars ot conHua
() Hocutb 3allnTHble nepyarku

CobnioaaiTe MHCTPYKLMIO MO
UBUMEHEEMIO Temnepatypa xpaHeHuA
BHumanue, cobnionate

COMPOBOAUTENbHbINA AOKYMEHT*

*elFU: www.renfert.com/downloads

XpaHuTb NpAMoO
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